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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

本論文は、インジウムガリウム亜鉛酸化物薄膜の熱伝導特性から結晶性を明らかにし、薄膜ト

ランジスタ応用に向けて Cu ソース／ドレインをもつ新規の作製プロセスを開発したもので電子

デバイス工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（学術）の学位に値するものと

認める。 
 
 
 


